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Figura 1S. Espectro de RMN de *H do complexo de ruténio dissolvido em cloroférmio deuterado
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Figura 2S. Difratograma de raios X, método do pd, da unidade metal o-organica MOF UiO-67,

contendo os indices de Miller para planos da estrutura cubica da MOF.

(l::c) This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License.



